Péimaska ELIPSE® TDS

Technical

+ Filtry HESPA® A1 (R)

FILTER TECHNOLOGY

H: 130 mm

Standardy Skutecznosé

) EN140: 1998 Maska Dla 1000 ppm:
! BEN14387:2004 + A1:2008 ABEK1 Cykloheksanu (CH,,) >70 minut
X CE0194 Pochtaniacze
1
g!
£, .
Y Okres przechowywania
-
T 3 lata (maski i pochtaniacze) Nalezy przestrzega¢ zasad przechowywania
: zgodnie z dotaczong instrukcg obstugi. Pochtaniacze s elementami
| wymiennymi i sg produktami wielokrotnego uzytku.
1 o7 . .
R Material wykonania
r

------- W 80Tmm "2 * Maska: TPE jakosci medycznej zgodny z 1ISO 10993-10: 2010 zapewniajgcy
hypoalergicznos¢. Czes¢ twarzowa nie zawiera elementow lateksowych oraz
silikonowych. Wykonana z materiatu bezwonnego. Korpus zaworu nylonowy,
ptatki zaworow silikonowe. 4 punktowe paski nagtowia z komfortowa wyscidtkg
zTPE

Specjalna struktura, dzieki » Pochtaniacze: Wegiel aktywowany zamkniety w obudowie z ABS.

ktorej powietrze rozchodzi

sie rownomiernie,

Wegiel aktywowany,

uzdatniony do Produkcja
adsorpcji gazéw.

pozwalajgc catkowicie Wielka Brytania
wykorzysta¢ powierzchnig . i
filtrujaca wegla KOD Opis llosé

Potmaska Hipse wysokiej

aktywowanego
w ° wydajnosci z pochtaniaczem 10 szt. w

SPR511 (SM)

SPRE12(M/L) a3 kartonie

5 kpl. po 2 szt.
w kartonie

10 szt. w
kartonie

15 kpl. po 2 szt.
w kartonie

Zestaw filtréw P3 bl o2 .

Filtry wymienne Hipse A1

Etui do maski Hipse

Pokrywa filtrow P3

/k_,o Zawor wdechowy

Aplikacja — Pochtaniacz gazéw i oparéw organicznych

Typ Ochrona
-A Organiczne gazy i opary o punkcie wrzenia powyzej 65°C
s Nieorganicze gazy i opary (wytaczajac tlenek wegla)
E Dwutlenek siarki | inne kwasne gazy i opary
I « Amoniak i organiczne pochodne amoniaku
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